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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'I[SO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendrenete des différents
critéres d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le pré decument a été
rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/A voir www
dso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent d
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne s i i esponsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de | '
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autre

pour information, par souci de commodité a
engagement.

Leprésentdocumenta égé
avec 'lEC/TC 113, Nano

Une liste de toutes les pa
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Introduction

Les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreux domaines d’application offrant des fonctionnalités
spécifiques. Des structures ordonnées sont de plus en plus utilisées dans certaines applications telles
que les revétements stratifiés pour la protection des surfaces contre 'usure. Dans ces revétements, il
est possible d’avoir plusieurs couches ayant chacune une épaisseur de seulement quelques nanometres.
Des surfaces nanotexturées sont développées dans lesquelles la structure de la texture a la surface d'un
composant peut avoir une incidence majeure sur les propriétés du composant.

Lorsqu'il est question des applications de ces nanotechnologies, un cadre de référence commun pour
certains termes généraux est souhaitable. En général, un revétement est appliqué sur un substrat et
n'est pas indépendant de celui-ci. A cet égard, il est généralement conve ne pas considérer un
revétement dont I'épaisseur est a 'échelle nanométrique comme une nandplaquesen raison de la forte

— ISO/TC 256,@@
Les termes «revétepde ilm» et les autres termes associés peuvent étre regroupés
en faisant la dispihct

nanométrique (c’est- e une divuension externe a I'échelle nanométrique) et ceux dont la structure
interne est a que (par exemple les revétements nanostructrurés, les revétements
nanocomposi s de dispersion a nano-objets dispersés, etc.). Pour des besoins de
classific ent a la hiérarchie établie dansI'ISO/TS 80004-1 (qui décrit les nanomatériaux

— les termes «nanocduchey», «xnanorevétement» et «nanofilm» sont associés aux «nano-objets» et

— les termes «couches nanostructurées», «revétements nanostructurés» et «films nanostructurés»
sont associés aux matériaux nanostructurés.

Voir la Figure 1 pour plus de détails.
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Nanomatériau

4 ) 4 N
Nano-objet Matériau nanostructuré

\ RN J

4 N 4 N
Nanocouches, nanorevétements, Couches, revétements, films
nanofilms dont I'épaisseur est a nanostructurées dont la structure

I'échelle nanométrique interne est a I'’échelle nanométrique
. % .

NOTE En associant les termes «nanocouche», «<nanorevétement» et «nanofilf» 3 jets» et les
termes «couches nanostructurées», «revétements nanostructurés» et «films y
nanostructurés», conformément a la hiérarchie des termes relatifs aux nano

(c'est-a-dire que leur structupe est a I'échelle nanométrique).

Certains termes combinés utilisent de fagon prédominante un terme spécifique parmi ceux-ci: «filmy,
«revétement» et «couche»:

— «multicouche» («multifilm» n’est pas utilisé);

— «empilement de couches» («empilement de films» ou «empilement de revétements» ne sont pas
utilisés);

— «revétementde conversion» et «revétement de diffusion» («film de conversion» et «film de diffusion»
ne sont pas utilisés);

— «couche de conversion» et «couche de diffusion» («film de conversion» et «film de diffusion» ne sont
pas utilisés);

— «couche limite» («film limite» et «revétement limite» ne sont pas utilisés).
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